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Vynélez sa tyka zariadenia na odstrafio-
vanie monomérov z latexu alebo suspenzie.

Latexy alebo suspenzie vyribané polyme-
rizdciou monoméru alebo kopolymerizéciou
réznych monomérov obsahuji znatné mno#-
stvo monoméru, ktorého obsah v pracov-
nom prostredi je limitovany normami. Zais-
tenie tychto poZiadaviek sa prednostne re-
alizuje odstrafiovanim monoméru z latexu
alebo suspenzie na ur¢itd hodnotu, ktora
pri dalSom spracovani polyméru zaisti do-
drZiavanie limitovaného obsahu monoméru
v hotovom vyrobku. Popisané je zniZovanie
obsahu vinylchloridu v latexe dvojstupiio-
vym odplyfiovanim latexu. V prvom stupnj
sa latex s obsahom 5 aZ 10 % hmotnostnych
monoméru vedie systémom Zlabov umieste-
nych v evakuovanom priestore, kde sa zni-
Zi obsah vinylchloridu na 1,0 a% 1,5 % hmot-
nostnych. V druhom stupni sa po vyhriati
na 55°C latex odplyiiuje, pritom obsah vi-
nylchloridu klesne na hodnotu 0,28 %
hmotnostnych a vo findlnom vyrobku je oh-
sah vinylchloridu v rozmedzi 5 a# 10 mg/l.
PoZadovana hodnota pod 1 mg/l obsahu vi-
nylchloridu sa nedosiahne. Dalej je popi-
sany postup odstratiovania vinylchloridu z
latexu zaloZeny na odsavani plynnych podie-
lov pri rozstrekovani latexu sistavou try-
siek, ¢lm sa ziskaja latexy s hodnotou pod

230259

2

0,25 % hmotnostnych monoméru. Nevyho-
dou tohoto postupu je upchéavanie trysiek
a nevratné zmeny v koloidnej $truktdre la-
texu pri tlakoch v pouZivanych tryskach.
PouZivaji sa aj postupy odstranenia mono-
méru z latexu odplynenim vyhriateho late-
Xu na teplotu 60 aZ 80°C vo vymennikoch
tepla. Pri tomto postupe je nepriaznivo o-
vplyvnend stabilita polyméru a vznikaji
technologické taZkosti pri zanasani vjmen-
nikov polymérov. PouZivany priamy ohrev
latexu prehriatou parou zniZzuie obsah su-
Siny v latexe v dosledku Cistotnej konden-
zdcie pary, &o nepriaznivo vplyva na spotre-
bu energie pri nasledujicom sufeni.

Demonomerizécia latexu aleho suspenzif
vyrabanych z inych monomérov sa v princi-
Pe riedi rovnako ake vy$iie uvedené odstra-
flovanie vinylchloridu z latexu alebo suspen-
zie.

Uvedené nedostatky st odstranené u za-
riadenia na odstratiovanie monomérov z la-
texu alebo suspenzie podla vyndlezu pozo-
stavajicej z valcovej nddoby, v ktorej je
hriadel, ktorej podstatou je, Ze ma hriadeli
st umiestnené disky alebo zavitovky verti-
kdlne alebo 3ikmo. Povrch diskov alebo Z4-
vitovky je hladky alebo zvlneny alebo draz-
kovany radidlne pripadne axidlne, alebo sa
na fiom nach4dzajt vyenslky vacového, elip-
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tického, trojstranného, kuZeloyého gulove-
ho tvaru alebo v tvare zrezaného ku¥efa,
pripadne gule alebo je kombindciou tychto
povrchov. Zariadenie moZe byt kondtruova-
né tak, 7e zdvitovka je po obvode opatrend
pravidelne, pripadne nepravidelne uwmieste-
nymi dierami po obvode. Disky alebo zavi-
tovky st zhotovené z jedného kusa aleto
lamiel alebo segmentov alebo ich kombind-
cii.

Desorpcia sa uskuto&iiuje z filmu vytvore-
ného na rotujtcich diskoch alebo zavitov-
ke do vakua alebo plynného média pri tla-
ku 5 aZ 110 kPa a pri teplote 20 aZ 100 °C.
PouZitim zariadenia sa zniZi obsah monomeé-
rov v latexe alebo suspenzii pod 200 mg/kg,
o dovoluje po vysuSeni ziskat polymér,
resp. kopolymér s obsahom monoméru pod
1 mg/kg.

Vyhodou zariadenia pre odstratiovanie
monomérov z latexu alebo suspenzie podla
vynélezu je, Ze zniZuje nebezpetie plnenia

Tabulka 1
7&vislost obsahu vinylchloridu v latexe od

Cas (min) - 0 30

4

v zariadeni na minimum a umoZiiuje lahku
reguldciu poZadovaného {&asu desorbcie a
tym aj stupiia desorpcie monoméru regulé-
ciou frekvencie otdtania a zdrZného Casu
suspenzie alebo latexu. Predmet vynélezu
a atinky st uvedené v prikladoch prevede-
nila.

Priklad 1

V zariadeni, pozostdvajicom z horizont4l-
nej valcovej nadoby, v osi ktorej je umiest-
nena hriadel s 12 diskami s priemerom 30
centimetroch sa odstrafioval vinylchlorid z
latexu polyvinylchloridu s obsahom mono-
méru 3,50 kg/md. Vzdialenost medzi diska-
mi bola 5 cm. Frekvencia otagok diskov bo-
la 19 min-!. Zariadenie sa naplnilo 20 1 la-
texu, ktorého teplota sa udr¥iavala na 55 °C
a tlak na hodnote 20 kPa. Namerané tdaje
o priebehu desorpcie vinylchloridu v late-
xe sl uvedené v nasledujicej tabulke E. 1.

gasu

60 90 : 120 -150

Osah vinylchlo-
ridu v latexe
(kg/m3) 3,50 1,10

Priklad 2

V zariadeni, ako je uvedené v priklade 1
sa odstraiioval vinylchlorid z latexu polyvi-
nylchloridu obsahujtceho 7,60 kg/m3 mo-
Tabulka 2
7&vislost obsahu vinylchloridu v latexe od

Cas (min) 0 30

0,66 0,28 0,18 0,25

noméru. Frekvencia otadok diskov bola 19
min-1. Objem odplyiiovaného latexu bol 30
litrov, teplota latexu 65°C a tlak v desorbé-
ri 30 kPa. Namerané tidaje st uvedené v ta-
bulke &. 2. g

gasu

60 90 120 150

Osah vinylchlo-
ridu v latexe
(kg/m3) 7,60 4,24

Priklad 3

V zariadeni, pozostdvajicom z horizontéal-
nej valcovej nadoby, v 0sy ktorej je umieste-
né hriadel so zavitovkou, zhotovenou z0.14
zdvitov s pravidelne zvinenym povrchom.

Tabulka 3

2,25 1,20 0,78 0,39

Frekvencia otatok bola 22 min~-L Vinylchlo-
rid z latexu polyvinylchloridu s obsahom
monoméru 3,40 kg/m3 sa odstrafioval pri tep-
lote 50°C a tlaku 20 kPa. Nameran¢ Gdaje
st uvedené v tabulke €. 3. :

74vislost obsahu vinylchloridu v latexe od tasu

Cas (min) 0 30 60 90 120 150
Osah vinylchlo-

ridu v latexe

(kg/m3) 3,40 1,05 0,58 0,23 0,21 0,12
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PREDMET VYNALEZU

1. Zariadenie pre odstraifiovanie monomé-
rov z latexu alebo suspenzie pozostdvajtice
z horizontdlnej valcovej nddoby v osi kto-
rej je hriadel, vyznadujice sa tym, Ze na
hriadeli si umiestené disky alebo zavitov-
ka vertikalne alebo Sikmo. \

2. Zariademie podla bodu 1, vyznadujice
sa tym, Ze povrch diskov alebo zavitovky je
hladky alebo zvlneny, alebo drazkovany ra-
didlne, pripadne axidlne, alebo sa na iom
nachédzaji vyénelky valcového, eliptického,

trojstranného, kuZelového, gulového tvaru,
alebo v tvare zrezaného kuZela, pripadne
gule alebo je kombindciou tychto povrchov.

3. Zariadenie podla bodov 1 a 2, vyznadu-
jace sa tym, Ze zdvitovka je opatrena ‘po Ob-
vode pravidelne, pripadne mepravidelne u-
miestenymi dierami po cbvode.

4. Zariadenie podla bodov 1, 2 alebo 3, vy-
znacujice sa tym, Ze disky alebo z&vitovka
su zhotovené z jedného kusa alebo lamiel
alebo segmentov alebo ich kombin&cii,
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